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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TREATING SILICON WAFERS
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON SILIZIUM-WAFERN

1

(57) Abstract: The invention relates to a method and device for treating silicon wafers. In a first step, the silicon wafers (22) are
conveyed flat along a continuous, horizontal conveyor belt (12, 32) and nozzles (20) or the like spray an etching solution (21)
from the top onto the wafers to texture them, only little etching solution (21) being applied to the silicon wafers (22) from below.
In a second step, the silicon wafers (22), which are aligned as in the first step, are wetted exclusively from below with the etching
solution (35) to etch-polish them.

(57) Zusammentfassung: Silizium-Wafer (22) werden zur Behandlung in einem ersten Verfahrensschritt liegend entlang einer ho-
rizontalen Transportbahn (12, 32) transportiert und von oben mit Atzldsung (21) zum Texturieren bespriiht

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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chenberichts:

mittels Diisen (20) odgl.. Von unterhalb der Silizium-Wafer (22) erfolgt hier nur ein geringes Aufbringen von Atzlésung (21). In
einem zweiten Verfahrensschritt werden die Silizium-Wafer (22) mit gleicher Ausrichtung wie im ersten Verfahrensschritt von
unten mit Atzldsung (35) zum Polierdtzen benetzt, und zwar ausschliefSlich von unten.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2008/010894

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A
INV. HO1L21/00 B05C1/02 B0O5C1/08

According to Internationat Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

HO1L BOSC

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Electronic data base consulted during the international search {(name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

A WO 2005/013342 A (SUMITOMO PRECISION PROD
CO [JP]; -SUGANAGA DAISUKE [JP]; FUJINE
OSAMU [) 10 February 2005 (2005-02-10)
abstract; figure 1

page 4, last line - page 7

A US 2007/246085 A1 (WAKATSUKI TAKAHIKO [JP]
ET AL) 25 October 2007 (2007-10-25)
abstract; figure 1

paragraph [0019] - paragraph [0025]

A US 2006/154490 A1 (NARABAYASHI TETSUYUKI
[JP] ET AL) 13 July 2006 (2006-07-13)
abstract; figures 1-4

paragraph [0110] - paragraph [0122]

—_ .

1-9

m Further documents are listed in the continuation of Box C.

E See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

Relevant to claim No. .

*A" document defining the general state of the ant which is not
considered to be of particular relevance

*E* earlier document but published on or after the international
filing date -

"L* document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

*0O° document referring to an oral disclosure, use, exhibition or
other means

*P* document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

‘T* later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to undersland the principle or theory undertying the
invention

*X* document of patticular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered 10
involve an inventive step when the document is taken alone

"Y* document of patticular relevance; the claimed invention
* cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more olher such docu—
'm%r]ns, fluch combination being obvious to a person skilied
in the art.

*'&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

16 Marz 2009

Date of mailing of the intemational search report

01/07/2009

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Paisdor, Bernd

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

PCT/EP2008/010894

Category*

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

A

WO 2007/073886 A (SCHMID GMBH & CO GEB
[DE]; KAPPLER HEINZ [DE])

5 July 2007 (2007-07-05)

cited in the application

the whole document

1-9

Form PCT/ISA/210 (continuation of second shest) (April 2005)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.
PCT/EP2008/010894

Box No. IT Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. D Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. D Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. D Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III  Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see supplemental sheet

1. D As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

2. D As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. D As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
1-9
Remark on Protest D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the

payment of a protest fee.

D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

|:| No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) ( April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.
PCT/EP2008/010894

Box No.IV  Text of the abstract (Continuation of item 5 of the first sheet)

PCT/ISA/210

The International Searching Authority has found that the international
application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-9

Method for treating silicon wafers.

2. Claims 10-12

Etchina device or device for treatina wafers.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (3)) (April 2005)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2008/010894

Patent document

Publication

Patent family

Publication

cited in search report date member(s) date
WO 2005013342 A 10-02-2005 JP 2005057032 A 03-03-2005
US 2007246085 Al - 25-10-2007 JP 2007194490 A 02-08-2007
' KR 20070077122 A 25-07-2007
US 2006154490 Al 13-07-2006 CN 1827855 A 06-09-2006
‘ JP 4205062 B2 07-01-2009
JP 2006193774 A 27-07-2006
KR 20060082431 A 18-07-2006
WO 2007073886 A 05-07-2007 AU 2006331080 Al 05-07-2007
CA 2632912 Al 05-07-2007
DE 102005062528 Al 21-06-2007
EP 1960119 Al 27-08-2008
JP 2009519590 T 14-05-2009
KR. 20080082642 A 11-09-2008
Us 2008311298 Al 18-12-2008

Form PCT/ISA/210 (patent famity annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/010894

A. KLASSIFIZIERUNG PES ANMELDUNGSGEGENSTANDE

INV." HO1L21/00 - B05C1/02 sBOSC1/08

Nach der Inlernationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Kiassifikationssymbole )

HO1L BOSC

Recherchierte, aber nicht zum Mindestpriifstoff gehérende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile ) Betr. Anspruch Nr.

A WO 2005/013342 A (SUMITOMO PRECISION PROD 1-9
CO [JP]; SUGANAGA DAISUKE [JP]; FUJINE
OSAMU [) 10. Februar 2005 (2005-02-10)
Zusammenfassung; Abbildung 1

A US 2007/246085 Al (WAKATSUKI TAKAHIKO [JP] 1-9
‘ ET AL) 25. Oktober 2007 (2007-10-25)

Zusammenfassung; Abbiidung 1

Absatz [0019] - Absatz [0025]

A US 2006/154490 Al (NARABAYASHI TETSUYUKI 1-9

[JP] ET AL) 13. Juli 2006 (2006-07-13) ’

Zusammenfassung; Abbildungen 1-4

Absatz [0110] - Absatz [0122]

K

m Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenm Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen *T* Spétere Ve;’isffentlichung, die nach derr: inleranalionaler:j Anmgldedaium
pe A ; ; i p - oder dem Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
A vség??]?g']fhalg %égbxengeerrlsatl)lggglxﬁ;ﬁ: asgiﬂgeggrr":’;chmk definiert, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
. . . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E" atteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist

Anmeldedatum verdffentlicht worden ist *X* Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
'L* Verdfientlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf

scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden e

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeil beruhend betrachtet

o, ausgefiihn) s o werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
O Veritfentlichung, die sich auf eine miindiiche Offenbarung, ) Verbifentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine At:jsstellung Ottier aFderX Mar?gagmen beglehl en diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist
"P" Veréfientlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber na . . g .
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist & Verdffentlichung, die Milglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationaten Recherche ' Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
16. Marz 2009 01/07/2009
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, .
Fax: (+31-70) 340-3016 , Paisdor, Bernd

Formblatt PCTASA/210 (Blatt 2) (April 2005) .



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/010894

| ©- (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*

Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

A WO 2007/073886 A (SCHMID GMBH & CO GEB
[DE]; KAPPLER HEINZ [DE])

5. Juli 2007 (2007-07-05)

in der Anmeldung erwahnt

das ganze Dokument

1-9

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2006)




Internationa}es Aktenze}:hen
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/EP2008/010894
FeldNr. Il Bemerkungen zu den Ansprichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Biatt 1)

Geméan Artikel 17(2)3) wurde aus folgenden Griinden fiir bestimmte Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspriiche Nr. _
wail sig sich auf Gegenstdnde beziehen, zu deren Recherche diese Behdrde nicht verpflichtet ist, namlich

2. D Anspriiche Nr. : : : .
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1-9
Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengebiihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenentalls erforderliche Widerspruchsgebiihr gezahit.
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D Die Zahlung der zus4tzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.
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